SISTEMA DE FISCALIZACION DE NORMA EMISION RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000034920 Fecha delngreso al Sistema 16-04-2019
Tipo de Control Autocontrol Periodo de Evaluacién 03/2019
RUT 89.201.400-0 Fecha Envio 23-04-2019

Empresa
Establecimiento
Ducto

ENVASES IMPRESOS SPA
PLANTA OSORNO
PUNTO 1 ESTERO PICHIL CON DILUCION




Ministerio el
Medio
JE Ambiente

SISTEMA DE FISCALIZACION DE NORMA EMISION RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS

Muestra 1

CdédigodelnformedelLaboratorio  ES1911528yes1911530 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre L aboratorio SGSCHILELTDA. - LABORATORIO AMBIENTAL SECTOR ENVIRONMENTAL

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla2 DS 90

Fecha de Ingreso 08-03-2019 Fecha de M uestreo 07-03-2019

Hora Inicio de Muestreo 09:15 Hora Termino de Muestreo 16:15

Lugar de Muestreo Camara de muestreo planta Osorno

Caudal Comprometido 116 Unidad Medida m3/dia

Caudal 39,1

Par ametros Unidad de Medida Valor Limite Valor Medido
Aceitesy Grasas mg/L 50 <14
Aluminio mg/L 10 0,34
Arsénico mg/L 1 <0,001
Boro mg/L 8 0,13
Cadmio mg/L 0,3 <0,01
Caudal m3/dia 116 391
Cianuro mg/L 1 <0,02
Cloruros mg/L 2000 357
Cobre mg/L 3 <0,02
Coliformes Fecales o Termotolerantes NMP/100 ml 1000 <2
Cromo Hexavaente mg/L 0,2 <0,03
DBO5 mgO2/L 300 174
DQO mgO2/L 548
Fluoruro mg/L 5 0,8
Fésforo mg/L 15 0,6
Hidrocarburos Fijos mg/L 50 <5
Hierro Disuelto mg/L 10 0,05
Indice Fenol mg/L 1 <0,01
Manganeso mg/L 3 0,04
Mercurio mg/L 0,01 <0,0005
Molibdeno mg/L 25 0,02
Niquel mg/L 8 <0,05
Nitrégeno Total Kjeldahl mg/L 75 181,5
Pentaclorofenol mg/L 0,01 <0,005
pH Unidad 6-85 7,7
Plomo mg/L 0,5 <0,03
Poder Espumogeno mm 7 <2
Selenio mg/L 0,1 <0,001
Sélidos Suspendidos Totales mg/L 300 74
Sulfato mg/L 2000 137
Sulfuro mg/L 10 <0,2
Temperatura °C 40 20,2
Tetracloroeteno mg/L 0,4 <0,01
Tolueno mg/L 7 <0,005




SISTEMA DE FISCALIZACION DE NORMA EMISION RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS

Triclorometano mg/L 0,5 <0,01
Xileno mg/L 5 <0,005
Zinc mg/L 20 <0,02




